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Zintegrowana infrastruktura badawcza dla zaawansowanych targetéw PVD dedykowanych
aplikacjom w sektorze przemystowym — ZIP-PVD

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu projektowania i wytwarzania
innowacyjnych materiatowo targetdow do wielkogabarytowych, magnetronowych zrédet plazmy,
umozliwiajgcych naktadanie innowacyjnych powtok funkcjonalnych PVD, ze szczegélnym przeznaczeniem
dla aplikacji w przemysle narzedziowym, maszynowym, a takze energetycznym i lotniczym.

Stworzenie tego systemu bedzie mozliwe poprzez potaczenie potencjatéw i zasobdw trzech
uznanych jednostek badawczych w kraju: Sieci Badawczej tukasiewicz — Poznarnskiego Instytutu
Technologicznego (t-PIT), Sieci Badawczej tukasiewicz — Instytutu Technologii Eksploatacji (L-ITeE) oraz
Politechniki Poznanskiej (PUT), ktére bedg wspdlnie dziata¢é w ramach zawigzanego Konsorcjum.
Dodatkowo zasoby kazdego z cztonkéw Konsorcjum zostang wzmocnione poprzez zakupiong
i wytworzong w ramach realizacji niniejszego projektu infrastrukture badawczg, ktdéra umozliwi
prowadzenie dziatalnosci badawczej w do tej pory nieosiggalnym zakresie.

Laboratorium Instytutu Inzynierii Materiatowej PUT uzyska w ramach projektu nowg aparature
w postaci: urzadzenia SPS z dodatkowym modutem indukcyjnym, miyna kriogenicznego oraz komory
rekawicowej, a takze bazy danych stuzacej do analizy krystalograficznej prébek wytworzonych metoda
SPS. Dzieki tym inwestycjom mozliwe bedzie przeprowadzenie screeningu materiatowego polegajgcego
na opracowaniu, wytworzeniu i charakteryzacji wfasciwosci projektowanych materiatéw wraz
z okresleniem ram parametrow procesowych dla ich wytwarzania.

Laboratorium w Centrum Zréwnowazonej Gospodarki nalezgcym do t-PIT, dzieki pozyskaniu
nowych elementéw infrastruktury, takich jak: wielkogabarytowe urzgdzenie SPS, modutowa komora
rekawicowa i aparatura do technologii binder jetting, bedzie miato m.in. mozliwo$¢ wytwarzania targetow
stuzacych do wykorzystania w technologii rozpylania magnetronowego, o niestandardowej geometrii
z materiatéw o strukturze wrazliwej na przetwdrstwo w wysokich temperaturach, co do tej pory byto
niemozliwe w przypadku elementéw o wiekszych rozmiarach badz bardzo utrudnione w przypadku
mniejszych. Przeprowadzanie tych proceséw bedzie dodatkowo wspierane zakupionym w ramach
projektu oprogramowaniem do symulacji i modelowania proceséw SPS.

Ostatni zakres zaprojektowanego kompleksowego systemu zlokalizowany zostanie w Centrum
Inzynierii Powierzchniowej w t-ITeE w Radomiu, ktéry za pomoca samodzielniej wytworzonej komory
procesowej wyposazonej w wielkogabarytowe magnetrony z systemami zasilania DC i RF, przy
wykorzystaniu wytworzonych wczesniej targetéw, zyska mozliwos¢ naktadania innowacyjnych powtok
PVD w zwiekszonej objetosci procesowe;.

Aby w petni wykorzysta¢ mozliwosci nowej infrastruktury badawczej oraz aby podjg¢ skuteczne
dziatania umozliwiajagce przetozenie wynikéw badan na potrzeby rynku, pracownicy jednostek
zrzeszonych w ramach Konsorcjum wezmg udziat w szkoleniach, ktére podniosg ich kompetencje
w zakresie wykorzystania nowej infrastruktury, komercjalizacji badan B+R, zarzadzania innowacjami oraz
transferu technologii. Zaplanowano réwniez szereg dziatan promocyjno-informacyjnych, w tym publikacje
we wiodgcych czasopismach branzowych oraz udziat w znaczacych konferencjach o zasiegu
miedzynarodowym.
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Wartos¢ projektu: 15 597 342,01 PLN

Wysokos¢ wkiadu z Funduszy Europejskich: 10 893 337,47 PLN



